
bei Raumtemperatur fluktuiert['! - "P-NMR-Spektrum 
(20proz. Losung in C6Hl2, H3P04 ext.): F =  -327.5ppm 
(gr6Bte bisher beobachtete Tieffeldverschiebung[81). 
UV-Spektrum['' (n-Heptan): h,,,=278 (log E = 3.40, wahr- 
scheinlich rc+n*-Ubergang), 345 nm (2.00, wahrscheinlich 
n+rc*-Ubergang). Massenspektrum (20eV): m/e=246 (21 %, 
M '), 231 (X), 190 (loo), 175 (26), 135 (26), 73 (9), 57 (5). 
( I )  wird von Schwefel bei 80°C in ca. 80proz. Ausbeute 
zu Trimethylsilyl(tert.-butyl)amino-(tert.-butyl)imino-thio- 
phosphoran ( 2 ) ,  dem ersten isolierbaren monomeren Meta- 
thiophosphorsaure-Derivat, oxidiert. 

( 2 )  ist eine destillierbare, gelbgriine Fliissigkeit, Fp= 1-3 "C, 
die bis mindestens 100°C stabil ist. Im 'H-NMR-Spektrum 
(l0proz. Losung in CC14, TMS int.) beobachtet man bei Raum- 
temperatur keinen Platzwechsel der (CH3)3Si-Gruppe: 
GCH3Si= -0.45ppm (s); GCH3C(N=)= - 1.35ppm (d), 
4J,,=1.5 Hz; GCH,CN(Si)= -1.57 ppm (s). - 31P-NMR- 
Spektrum (30proz. Losung in C6H12, H,P04 ext.): 6= 
- 136.0 ppm. - Massenspektrum (22 eV): m/e= 278 (5%, M+),  
263 (41), 246 (47), 223 (25), 207 (IOO), 190 (16), 73 (33), 57 (19). 
( 2 ) ,  das sich in aprotonischen orgdnischen Losungsmitteln 
gut lost, ist im Gegensatz zu ( 1 )  auBerst hydrolyseempfindlich. 

Arbt.;tsz.orschr.ift. 

( 1  ): 22.2g(153.1 mmol)(CH3)3CNHSi(CH3)r in 100ml Ather 
uerden mit 92 ml ( 1  53.1 mmol) n-C4HqLi-Hexan-Losung me- 
talliert und 2 h unter RiickfluB erwarmt. Diese Losung tropft 
man wahrend 2h  zu 20.7g (76.5mmol) PBr3[lo1 in 250ml 
Ather bei -7X°C, riihrt das Gemisch ca. 12h weiter, engt 
im Wasserstrahlvakuum ein, nimmt mjt 30ml Pentan auf 
und filtriert iiber eine G3-Fritte vom Niederschlag ab. Fraktio- 
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nierende Destillation (Kp = 60-90 "Ci0.2 Torr; Badtemperatur 
bis 130°C) und Redestillation (Vigreux-Kolonne) ergeben 6.0 g 
(32%) ( I ) ,  Kp=38-4O0C/O.1 Torr. 
( 2 ) :  3.5g (14.2mmol) ( I ) ,  gelost in 15mI Benzol, werden 
mit 480 mg (1 5 mmol) Schwefel5-6 h unter RiickfluD erwarmt. 
Bei fraktionierender Destillation erhalt man 3.1 g (78 %) (2), 
K p =  56-58"C/0.01 Torr. 
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Elektrotauchlackierung. Von W M a c h  Verlag Chemie, 
GmbH, Weinheim 1974. 1. Aufl., X, 338 S., 133 Abb., 32 
Tab., geb. DM 98.-. 

Die Elektrotauchlackierung hat als wirtschaftliches Lackier- 
verfahren in wenigen Jahren breite Anwendung gefunden. In 
zahlreichen Veroffentlichungen ist parallel d a m  iiber die Lack- 
entwicklung und den Stand der Anlagen- und Verfahrenstech- 
nik berichtet worden. W M U C ~ U  hat im vorliegenden Buch 
einen wesentlichen Teil dieser Literatur ausgewertet und zu 
einer umfassenden Ubersicht iiber dieses moderne Lackierver- 
fahren verarbeitet. Behandelt werden die physikalischen und 
chemischen Grundlagen.der anodischen Lackabscheidung, die 
Bedeutung von Spannung und Stromstarke, der Umgriff, die 
Metallvorbehandlung, die Zusammensetzung und Priifung der 
Lackmaterialien, spezielle Anwendungsgebiete, die Anlagen- 
und Verfahrenstechnik sowie Wirtschaftlichkeitsberechnun- 
gen. Den AbschluR bildet eine umfangreiche Patentiibersicht. 
Damit ist das Buch fur Anwender, Lackhersteller und Anlagen- 
bauer gleichermaRen von Interesse. 
Der Filmbildungsmechanismus bei der Elektrotauchlackie- 
rung und der EinfluB einiger Lack- und Abscheidungsparame- 
ter auf das Lackierergebnis sind bisher nur unvollstandig auf- 
geklart. Die Abschnitte des Buches, die sich mit dieser Thema- 

tik befassen, vermitteln keine neuen Erkenntnisse. Die teilweise 
unzulassigen Verallgemeinerungen von Versuchsergebnissen 
an speziellen Lacksystemen, die in der zitierten Literatur zu 
finden sind, wurden ohne Diskussion iibernommen. 
Sehr ausfiihrlich sind die Kapitel iiber die Metallvorbehand- 
lung vor der Elektrotauchlackierung. Die grolje Erfahrung 
des Verfassers auf dem Gebiet der Metallreinigung und Phos- 
phatierung macht diesen Teil des Bandes zu einer wertvollen 
Informationsquelle fiir Anwender und Lackhersteller. Storend 
ist, daB die Vorbehandlungsverfahren nur eines Lieferanten 
genannt werden. Die Kapitel iiber Lackformulierung und 
Tauchbadiiberwachung sind kurz gefaBt und miissen bei einem 
Verfahren, an dessen Weiterentwicklung noch intensiv gearbei- 
tet wird, zwangslaufig unvollstandig sein. 
Die Ausfiihrungen iiber die Anlagen- und Verfahrenstechnik 
der Elektrotauchlackierung mit zahlreichen Darstellungen und 
Anwendungsbeispielen vermitteln einen guten Uberblick uber 
die Anwendungsmoglichkeiten des Verfahrens. Viele anlagen- 
technische Einzelheiten sind fur den Anwender von Interesse. 
Bei einer Neuauflage des Buches konnten einige z. T. sinnent- 
stellepde Fliichtigkeitsfehler vermieden werden. 
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